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DESCRIPCION
Compuesto de glicol que tiene estructura de dioxano y método de fabricacion del mismo
Campo técnico

La presente invencion se refiere a un compuesto de glicol que tiene una estructura de dioxano y a un método para
producir el mismo, particularmente a un compuesto de glicol dtil como material de partida y producto intermedio para
resinas sintéticas, aditivos para resinas sintéticas, medicamentos, cosméticos, aditivos alimenticios, tensioactivos y
similares y a un método para producir el compuesto anterior.

Antecedentes de la técnica

Se conocen compuestos de glicol que tienen una estructura de dioxano como productos intermedios para sintesis
combinatoria para el descubrimiento de farmacos. El documento de patente 1 da a conocer compuestos de glicol
obtenidos mediante condensacion de p-anisaldehido y pentaeritritol como productos intermedios de materiales de
base (etiqueta) usados para sintesis combinatoria. Los compuestos de glicol que tienen una estructura de dioxano
tienen una excelente propiedad adhesiva con las resinas respectivas, una resistencia a la intemperie, una resistencia
al calor adecuada y similares, y por tanto son utiles como materiales de partida para diversas resinas sintéticas y
similares (véase, por ejemplo, el documento de patente 2). El documento de patente 3 da a conocer materiales de
poliéster que contienen acido 2,6-naftalenodicarboxilico y etilenglicol, asi como 1,6-ciclohexanodimetanol, que
pueden usarse para la fabricacion de lentes Opticas.

Lista de citas

Bibliografia de patentes

Documento de patente 1, publicacion de patente estadounidense n.° 2004/146941.

Documento de patente 2, documento JP-A-2002-128881.

Documento de patente 3, documento EP 1726974A2.

Sumario de la invencion

Problema técnico

Los compuestos de glicol obtenidos mediante condensacion de p-anisaldehido y pentaeritritol, que se describen en
el documento de patente 1, tienen usos limitados de los mismos, en un determinado caso en cuanto a solubilidad,
reactividad, resistencia al calor y similares con respecto al uso de los mismos para sintesis combinatoria. La
presente invencion contempla proporcionar un compuesto de glicol uti como material de partida y producto
intermedio para resinas sintéticas, aditivos para resinas sintéticas, medicamentos, cosméticos, aditivos alimenticios,
tensioactivos y similares y un método para producir el compuesto anterior.

Solucion al problema

La presente invencion proporciona un compuesto de glicol representado por la siguiente formula (1):

o OH

(1)

o OH

en la que R representa al menos un grupo alquilo seleccionado del grupo que consiste en etilo, propilo, isopropilo,
butilo, isobutilo, t-butilo, ciclohexilo, propilciclohexilo, un grupo arilo sustituido 0 no sustituido que tiene de 6 a 10 de
atomos de carbono; n representa un nimero entero de 1 a 4; y cuando n representa un nimero entero de 2 a 4,
varios R pueden ser iguales o diferentes entre si.

Efectos ventajosos de la invencion
El compuesto de glicol de la presente invencién puede usarse adecuadamente como material de partida y producto
intermedio para resinas sintéticas, aditivos para resinas sintéticas, medicamentos, cosméticos, aditivos alimenticios,

tensioactivos y similares. En particular, puede obtenerse una resina de poliéster que tiene una excelente
moldeabilidad y resistencia al calor y que tiene un bajo nimero de Abbe y un alto indice de refraccién usando el
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compuesto de glicol de la presente invencién como material de partida para la resina de poliéster. Ademas, pueden
producirse medicamentos, cosmeéticos, aditivos alimenticios, tensioactivos y similares que tienen una amplia
variedad usando el compuesto de glico! de la presente invencién como material de partida y producto intermedio de
los mismos.

Descripcion de las realizaciones

E!l compuesto de glicol de la presente invencién es un compuesto representado por la siguiente formula (1):

— o OH
(R o

En la formula (1) descrita anteriormente, R representa al menos un grupo alquilo seleccionado del grupo que
consiste en etilo, propilo, isopropilo, butilo, isobutilo, t-butilo, ciclohexilo, propilciclohexilo, o un grupo arilo sustituido o
no sustituido que tiene de 6 a 10 de atomos de carbono. El grupo arilo en la presente invencién es un grupo arilo
sustituido o no sustituido que tiene de 6 a 10 atomos de carbono, preferiblemente de 6 a 8 atomos de carbono, y los
ejemplos especificos del mismo incluyen fenilo, yodofenilo, dihidroxifenilo, metoxihidroxifenilo, etoxihidroxifenilo y
similares. El atomo de halégeno incluye un atomo de fitior, un atomo de cloro, un atomo de bromo y un atomo de
yodo. R es de manera particularmente preferible isopropilo o fenilo desde el punto de vista de disponibilidad de los
materiales de partida. En la formula (1) descrita anteriormente, n representa un namero entero de 1 a 4, y cuando n
representa un nimero entero de 2 a 4, varios R pueden ser iguales o diferentes entre si, pero mas preferiblemente
son iguales. El término n es preferiblemente 1 desde el punto de vista de disponibilidad de los materiales de partida.

E! compuesto de glicol representado por la formula (1) descrita anteriormente es preferiblemente un compuesto de
glicol representado por la siguiente férmula (2), es decir, 2-(bifenil-4-if)-5,5-di(hidroximetil)-1,3-dioxanc. Ademas, es
preferiblemente un compuesto de glicol representado por la siguiente formula (3), es decir, 2-(isopropilfenil-4-il)-5,5-
di(hidroximetif)-1,3-dioxano.

O OH
O-0O-0C -
(o} OH
O OH
—O-OC -
(0] OH

Un método para producir el compuesto de glicol representado por la formula (1) descrita anteriormente no se limitara
especificamente, y se prefiere un método para producirlo haciendo reaccionar 1 mol de aldehido aromatico
representado por la siguiente formula (A) con de 1 a 5 moles de pentaeritritol.

\ / CHO (A)

enla que Ry n son iguales que R y n en la férmula (1) descrita anteriormente.

(R)n

Si se lleva a cabo una reaccion de deshidratacion en una proporciéon de menos de 1 mol de pentaeritritol basandose
en 1 mol del aldehido aromatico representado por la formula (A), se forma un compuesto representado por la
siguiente formula (4) como subproducto. E!l subproducto anterior es un compuesto obtenido condensando 1 mol de
pentaeritritol con 2 moles del aldehido aromatico representado por la formula (A) descrita anteriormente. Cuando se
usa el compuesto de glicol de la presente invencion para diversas resinas y similares, el subproducto anterior ejerce
una influencia sobre las diversas propiedades fisicas de las mismas en un determinado caso, y por tanto
preferiblemente se reduce el subproducto.
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— o) o) —
(R)n —=—(R)n “
A\

en la que R y n son iguales que R y n en la formula (A) descrita anteriormente.

En el método para producir el compuesto de glicol de la presente invencion, haciendo reaccionar 1 mol del aldehido
aromatico representado por la formula (A) descrita anteriormente con de 1 a 5 moles, preferiblemente de 1,05 a
5 moles, y mas preferiblemente de 1,3 a 2 moles de pentaeritritol hace posible reducir notablemente la formacion del
compuesto representado por la formula (4) descrita anteriormente y potenciar la eficacia de produccion.

En el método para producir el compuesto de glicol de la presente invencion, la temperatura de reaccion es
preferiblemente de 20 a 200°C, mas preferiblemente de 100 a 180°C y de manera particularmente preferible de 120
a 160°C. El compuesto objetivo puede producirse eficazmente fabricando el compuesto a temperaturas que se
encuentran dentro de los intervalos descritos anteriormente.

En el método para producir el compuesto de glicol de la presente invencion, el aldehido aromatico descrito
anteriormente se afiade preferiblemente gota a gota a una disolucién de pentaeritritol en disolvente organico en
presencia de un catalizador acido para hacerlos reaccionar. Esto hace posible reducir notablemente fa formacion del
compuesto representado por la formula (4) descrita anteriormente y potenciar la eficacia de produccion. Ademas,
durante la reaccion, preferiblemente se elimina el agua contenida en el disolvente mediante destilacion en presencia
del catalizador acido.

Se usan preferiblemente catalizadores acidos tales como acido clorhidrico, acido sulfarico, acido fosférico, acido
paratoluenosulfénico, acido metanosulfénico y similares como el catalizador que puede usarse en la presente
invencion, y se prefiere particularmente acido paratoluenosulfénico. Ademas, la cantidad del catalizador acido usado
es preferiblemente del 0,1 al 30% en masa, de manera particularmente preferible del 1 al 20% en masa basandose
en el aldehido aromatico.

El disolvente de reaccion usado en la presente invencion no se limitara y son preferiblemente disolventes a base de
hidrocarburos aromaticos tales como benceno, tolueno, xileno, mesitileno, anisol y similares; disolventes a base de
amida tales como dimetilformamida, dimetilacetamida y similares; disolventes a base de éter tales como
tetrahidrofurano, dioxano, dioxolano y similares; y disolventes a base de éster tales como acetato de etilo, acetato de
butilo y similares. En particular, se prefieren tolueno, dimetilformamida y dimetilacetamida.

El compuesto de glicol de la presente invencion puede usarse como material de partida para resinas de poliéster.
Por ejemplo, resinas de poliéster que contienen unidades de diol que se originan de etilenglicol y el compuesto de
glicol representado por la formula (1) descrita anteriormente y una unidad de acido dicarboxilico aromatico, y que
comprenden una unidad que se origina de etilenglicol en una proporciéon del 40 al 99% en mol basandose en las
unidades de diol completas y una unidad que se origina del compuesto de glicol representado por la formuia (1) en
una proporcion del 1 al 60% en mol basandose en las unidades de diol completas, pueden producirse usando el
compuesto de glicol de la presente invencion. Las resinas de poliéster anteriores tienen una baja cristalinidad y una
excelente moldeabilidad y tienen un bajo nimero de Abbe y un alto indice de refraccién. Las resinas de poliéster
anteriores pueden moldearse por inyeccion y pueden proporcionar un articulo moldeado que no se blanquea en el
moldeado y que es transparente. Ademas, tienen un bajo nimero de Abbe y un alto indice de refraccion y por tanto
pueden usarse adecuadamente como material de una lente para corregir una aberracion.

Ejemplos

La presente invencion se explicara a continuacion en detalle con referencia a ejemplos, pero la presente invencion
no se limitara a los ejemplos mostrados a continuacion.

Ejemplo 1

Sintesis de 2-(bifenil-4-il)-5,5-di(hidroximetil)-1,3-dioxano (denominado MPBP a continuacion en el presente
documento)
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. . :ODC )
(0] OH
Se carg6 un matraz de 5.000 ml con 2.000 ml de dimetilacetamida (denominada DMAc a continuacién en el presente
documento, de calidad especial, fabricada por Wako Pure Chemical industries, Ltd.), 700 ml de tolueno (de calidad
especial, fabricado por Wako Pure Chemical industries, Ltd.), 200 g (1,47 moles) de pentaeritritol (de calidad
especial, fabricado por Wako Pure Chemical Industries, Ltd.) y 20 g de acido paratoluenosulfénico dihidratado (de
calidad especial, fabricado por Wako Pure Chemical Industries, Ltd.), y se agité la mezcla a 100°C. Entonces, se
afiadieron gota a gota 700 ml de una disolucion en tolueno que incluia 134 g (0,74 moles) de 4-bifenilaldehido (de
calidad especial, fabricado por Wako Pure Chemical industries, Ltd.) a la misma y se calent6 hasta 145°C. Se separé
un destilado que contenia agua, y se terminé la reaccién en un tiempo de reaccién de 5 horas. Se pusieron 5 | de
agua en el liquido de reaccion, y se depositaron cristales de color bianco. Se filtraron, se lavaron con agua y
después se concentraron para obtener de ese modo cristales de color blanco (rendimiento: 98%). Se someti6 el
producto obtenido anteriormente a medicion de un espectro de 'H-RMN. Se usé un equipo de RMN (nombre
comercial: R-90H, fabricado por Hitachi, Ltd.) para la medicién, y se usé tetrametilsilano (denominado TMS a
continuacion en el presente documento; de calidad especial, fabricado por Wako Pure Chemical Industries, Ltd.)
como sustancia patron interna. Los valores de desplazamiento quimico (5 ppm, basandose en TMS) de 'H-RMN del
producto obtenido en un disolvente de dimetilsulfoxido deuterado (denominado DMSO deuterado a continuacion en
el presente documento; de calidad especial, fabricado por Wako Pure Chemical industries, Ltd.) fueron de 3,2-3,4 (d,
4H), 3,6-4,1 (m, 4H), 4,4-4,7 (q, 2H), 5,5 (s, 1H), 7,3-7,8 (m, 9H), y se identifico el producto anterior como MPBP.

Ejemplo 2
Sintesis de 2-(isopropilfenil-4-il)-5,5-di(hidroximetil)-1,3-dioxano
: : oi }<:OH
o] OH
Se llevaron a cabo la sintesis y el andlisis de igual manera que en el ejemplo 1, excepto porque se cambi6 4-
bifenilaldehido por cumllaldehldo El rendimiento fue del 98%. Los valores de desplazamiento quimico (5 ppm,
basandose en TMS) de 'H-RMN del producto obtenido en el disolvente DMSO deuterado fueron de 1,2 (d, 6H), 2,9-
3,0 (m, 1H), 3,4-3,5 (s, 4H), 3,6-3,8 (dd, 4H), 4,7 (s, 2H), 5,9 (s, 1H), 7,2-7,5 (m, 4H).
Ejemplo 3
Sintesis de 2-(ciclohexilfenil-4-il)-5,5-di(hidroximetil)-1,3-dioxano
: : O : : OH
(o] OH
Se lievaron a cabo la sintesis y el analisis de igual manera que en el ejemplo 1, excepto porque se cambié 4-
bifenilaldehido por 4-mc|ohexﬂbenzaldehido El rendimiento fue del 89%. Los valores de desplazamiento quimico (&

ppm, basandose en TMS) de 'H-RMN del producto obtenido en el disolvente DMSO deuterado fueron de 1,3-1,9 (m,
10H), 2,7-2,8 (m, 1H), 3,4-3,5 (s, 4H), 3,6-3,8 (dd, 4H), 4,7 (s, 2H), 5.9 (s, 1H), 7,2-7,5 (m, 4H).

Ejemplo 4
Sintesis de 2-(bifenil-4-il)-5,5-di(hidroximetil)-1,3-dioxano (otro método)

Se llevaron a cabo la sintesis y el analisis de igual manera que en el ejemplo 1, excepto porque se cargd una
cantidad adicional de pentaeritritol hasta 100 g (0,74 mol). Como resultado de ello, se obtuvieron cnstales de color
bianco (rendimiento: 83%). Se identifico a partir de los valores de desplazamiento quimico de "H-RMN que el
compuesto obtenido en el presente ejemplo era el mismo compuesto que el compuesto obtenido en el ejemplo 1.
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Ejemplo 6
Sintesis de 2-(bifenil-4-il)-5,5-di(hidroximetil)-1,-dioxano (otro método) (método de carga colectiva).

Se carg6 un matraz de 5.000 mi con 2.000 m| DMAc, 1.400 ml de tolueno, 200 g (1,47 moles) de pentaeritritol, 134 g
(0,74 mol) de bifenilaldehido y 20 g de acido paratoluenosulfénico dihidratado, y se agité la mezcla a 100°C.
Entonces, se calentd hasta 145°C. Se separé un destilado que contenia agua, y se terminé la reaccion en un tiempo
de reaccion de 5 horas. Se pusieron 5 | de agua en el liquido de reaccién, y se depositaron cristales de color blanco.
Se filtraron, se lavaron con agua y después se concentraron para obtener de ese modo cristales de color blanco
(rendimiento: 90%). Se identifico a partir de los valores de desplazamiento quimico de 'H-RMN que el compuesto
obtenido en el presente ejemplo era el mismo compuesto que el compuesto obtenido en el ejemplo 1.

Ejemplo 6
Produccion de resina de poliéster

Se usé el compuesto de glicol (MPBP) obtenido en el ejemplo 1 para producir una resina de poliéster. Se cargé un
matraz hecho de vidrio equipado con un dispositivo de calentamiento, una paleta de agitacién, un condensador
parcial, una trampa, un termémetro y un tubo de introduccién gas nitrégeno, con monémeros de material de partida
de tipos y cantidades mostrados en la tabla 1, y se elevé la temperatura hasta 215°C en presencia del 0,03% en mol
de acetato de manganeso tetrahidratado basandose en el componente de &cido dicarboxilico bajo una atmésfera de
nitrdgeno para llevar a cabo la transesterificacion. Después de que la tasa de conversién de reaccion del
componente de acido dicarboxilico alcanzé el 90% o mas, se afadieron al mismo el 0,02% en mol de éxido de
antimonio (Ill) y el 0,06% en mol de fosfato de trietilo basandose en el 100% en mol del componente de &cido
dicarboxilico, y se llevaron a cabo gradualmente elevacién de temperatura y reduccion de presion. Finalmente, se
llev6 a cabo una policondensacion a de 250 a 270°C y a 0,1 kPa o menos. Se terminé la reaccion cuando se obtuvo
la viscosidad del fundido adecuada, y se recuperé la resina de poliéster.

Ejemplos comparativos 1y 2
Produccién de resinas de poliéster

Se cargdé un aparato de fabricacion de poliéster equipado con una torre de fraccionamiento de tipo columna de
relleno, un condensador parcial, un condensador completo, una trampa de frio, un dispositivo de agitacién, un
dispositivo de calentamiento y un tubo de introduccion de nitrégeno, con monémeros de material de partida de tipos
y cantidades mostrados en la tabla 1, y se elevé la temperatura hasta 215°C en presencia del 0,03% en mol de
acetato de manganeso tetrahidratado basandose en el componente de acido dicarboxilico bajo una atmésfera de
nitrébgeno para llevar a cabo transesterificacion. Después de alcanzar una tasa de conversion de reaccion del
componente de acido dicarboxilico del 90% o mas, se afiadieron al mismo el 0,02% en mol de oxido de antimonio
() y el 0,06% en mol de fosfato de trietilo basandose en el 100% en mol del componente de acido dicarboxilico, y
se llevaron a cabo gradualmente la elevacion de temperatura y la reduccién de presion. Finalmente, se llevé a cabo
una policondensacion a de 250 a 270°C y a 0,1 kPa o menos. Se terminé la reaccién cuando se obtuvo la viscosidad
del fundido adecuada, y se recuperé la resina de poliéster.

Tabla 1
Ejemplo 6 Ejgn;lplo com@rzativo
Componente de acido dicarboxilico | 2,6-naftalendicarboxilato de dimetilo 0,940 218,5 0
~ (mol) Tereftalato de dimetilo 0 0 369,56
. MPBP 0,094 0 0
Componente de diol (mol) Efilenglicol 1.597 3933 5912
MPBP: 2-(bifenil-4-il)-5,5-di(hidroximetil)-1,3-dioxano

Produccién de lentes opticas

Se sometieron las resinas de poliéster obtenidas en el ejemplo 6 y los ejemplos comparativos 1y 2 a secado a vacio
a una temperatura que era 20°C inferior a la temperatura de transicion vitrea de la resina durante 10 horas, y
entonces se sometieron a moldeo por inyeccién por medio de un equipo de moldeo por inyeccion (nombre comercial:
SH50, fabricado por Sumitomo Heavy Industries, Ltd.) a una temperatura de cilindro de 260°C y una temperatura de
boquilla de metal que se fij6 a una temperatura 35°C inferior a la temperatura de transicion vitrea de la resina,
mediante lo cual se obtuvieron lentes biconvexas que tenian un diametro de 28 mm y un radio de curvatura de
20 mm en ambas caras convexas.
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Se midieron las composiciones y las propiedades fisicas de las resinas de poliéster obtenidas en el ejemplo 6 y los
ejemplos comparativos 1 y 2 mediante los siguientes métodos. Ademas, se evaluaron las lentes obtenidas en el
ejemplo 6 y los ejemplos comparativos 1 y 2 mediante los siguientes métodos. Los resultados de las mismas se
muestran en la tabla 2.

Métodos de medicién para composiciones y propiedades fisicas de las resinas de poliéster
(1) Composicién de resina:

Se calculd la propormon de la unidad de diol y la unidad de acido dicarboxilico en la resina de poliéster mediante
medicion con 'H-RMN. Se midi6 por medio de un aparato de RMN (nombre comercial: JNM-AL400, fabricado por
JEOL Ltd.) a 400 MHz. Se us6 cloroformo deuterado para el disolvente.

(2) Temperatura de transicién vitrea (Tg):

Se midi6 la temperatura de transicién vitrea de la resina de poliéster por medio de un calorimetro diferencial de
barrido (nombre comercial: DSC/TA-60WS, fabricado por Shimadzu Corporation). Se cargé un recipiente no sellado
hecho de aluminio con aproximadamente 10 mg de la resina de poliéster y se calent6 hasta 280°C a una velocidad
de calentamiento de 20°C/minuto bajo un flujo de gas de nitrogeno (30 ml/minuto) para fundir la resina, y se
extinguié para preparar una muestra para la mediciéon. Se midié la muestra anterior en las condiciones anteriores
para calcular la temperatura de transicién vitrea de punto medio basandose en la norma JIS K7121.

(3) Viscosidad intrinseca (IV):

Se midié la viscosidad intrinseca de la resina de poliéster a 25°C por medio de un dispositivo de medicion
automatica con viscosimetro capilar (nombre comercial: SS-300-L1, fabricado por Shibayama Scientific Co., Ltd.). Se
disolvieron 0,5 g de la resina de poliéster en 120 g de un disolvente mixto (raz6n en masa= 6:4) de fenol/1,1,2,2-
tetracloroetano mediante calentamiento, y se filtré la disolucion y luego se enfrié hasta 25°C para preparar una
muestra para la medicion.

(4) Indice de refraccién y nimero de Abbe:

Se midieron el indice de refraccion y el nimero de Abbe de la resina de poliéster a 25°C por medio de un
viscosimetro Abbe (nombre comercial: NAR-4T, fabricado por Atago Co., Ltd.). Se someti6 la resina de poliéster a
secado a vacio a una temperatura aproximadamente 20°C inferior a la temperatura de transicion vitrea de la resina
durante 10 horas, y luego se sometié a moldeo por inyeccién por medio del equipo de moldeo por inyeccion (nombre
comercial: SH50, fabricado por Sumitomo Heavy Industries, Ltd.) a una temperatura de cilindro de 280°C y una
temperatura de boquilla de metal que se fij6 a una temperatura de 20 a 50°C inferior a la temperatura de transicion
vitrea de la resina, y se molded para dar un triangulo recto is6sceles (3 mm de espesor) en el que la longitud de los
dos lados que interponen el angulo recto entre ellos era de 20 mm respectivamente. Se someti6 la pieza moldeada
anterior a tratamiento de recocido durante 10 horas en un horno a una temperatura aproximadamente 20°C inferior a
la temperatura de transicion vitrea de la resina para preparar una muestra para la medicion. Se midi6 el indice de
refraccién a 589 nm (linea d). Se calculé el nimero de Abbe a patrtir de los indices de refraccion medidos a 656 nm
(linea C), 486 nm (linea F) y la linea d.

(5) Velocidad de flujo de masa fundida (MFR):

Se midio la velocidad de flujo de masa fundida de la resina de poliéster por medio de un medidor de indice de
fundido (nombre comercial: C-5059D, fabricado por Toyo Seiki Seisakusho, Ltd.). Se midi6 en las condiciones de
una temperatura de medicién de 260°C y una carga de 2,16 kgf basandose en la norma JIS K7210.

Método de evaluacion para lente 6ptica

(6) Evaluacion de aspecto:

Se observo visualmente el aspecto de la lente Optica para evaluar la transparencia y la presencia de deformaciones
tales como cavidades, curvaturas y similares.

Tabla 2
Ejemplo 6 EJe1mpIo onpara;lvo
Composicion y propiedades fisicas de resina de poliéster
Composicion de 2,6-naftalendicarboxilato de dimetilo 100 100 0
copolimerizacion (% en mol) Tereftalato de dimetilo 0 0 100




10

15

20

25

30

ES 2432765 T3

MPBP 10 0 0
Etilenglicol 90 100 100
Temperatura de transicion vitrea (°C) 115 124 84
Viscosidad intrinseca (dl/g) 0,28 0,55 0,72
indice de refraccion 1,646 1,649 1,575
Namero de Abbe 18,7 65 39
MFR (g/10 minutos) 178 4,8 53
Evaluacion de lente 6ptica
Transparencia Buena Blanqueada | Blangqueada
Presencia de deformacion Ninguna Presente Presente
MPBP: 2-(bifenil-4-il)-5,5-di(hidroximetil)-1,3-dioxano

La resina de poliéster en el ejemplo 6 que se produjo usando el compuesto de glicol obtenido en el ejemplo 1 tuvo
una baja viscosidad intrinseca y una alta velocidad de flujo de masa fundida y tuvo una excelente moldeabilidad por
inyeccién, y tuvo un bajo niumero de Abbe y un alto indice de refraccién en comparacion con las resinas de poliéster
(PEN y PET) producidas en los ejemplos comparativos 1 y 2. La lente dptica obtenida sometiendo la resina de
poliéster obtenida en el ejemplo 6 a moldeo por inyeccion tuvo transparencia excelente y no provoco deformaciones
mediante cavidades y curvaturas en comparacién con las obtenidas usando las resinas de poliéster producidas en
los ejemplos comparativos 1y 2, y ademas de eso, tuvo un bajo nimero de Abbe y un alto indice de refraccién. Por
consiguiente, es excelente como lente para corregir aberraciones. Ademas, la temperatura de transicion vitrea de la
resina de poliéster preparada en el ejemplo 6 es un poco inferior a la de PEN solo (ejemplo comparativo 1) pero
suficientemente mas alta que la de PET solo (ejemplo comparativo 2). Habitualmente, cuando se intenta mejorar la
cristalinidad de PET y PEN, se reduce la temperatura de transicion vitrea de los mismos, y por tanto se reduce la
resistencia al calor de los mismos. En contraposicién con esto, el uso del compuesto de glicol de la presente
invencién hace posible obtener como material de moldeo una resina de poliéster que tiene una temperatura de
transicion vitrea que no es inferior a la de PET solo y que es casi equivalente a la de PEN mientras se mantiene una
moldeabilidad y cristalinidad suficientemente baja. Ademas, se produjeron resinas de poliéster y lentes Opticas de
igual manera que la descrita anteriormente, excepto porque en el ejemplo 6, se cambi6 el compuesto de glicol
preparado en el ejemplo 1 por el compuesto de glicol preparado en el ejemplo 2 6 3, y mostraron excelentes
propiedades como fue el caso con la resina de poliéster y la lente 6ptica producida en el ejemplo 6.

Aplicabilidad industrial

E! compuesto de glicol de la presente invencién puede usarse adecuadamente como material de partida y producto
intermedio para resinas sintéticas, aditivos para resinas sintéticas, medicamentos, cosméticos, aditivos alimenticios,
tensioactivos y similares, y tiene un alto valor industrial. En particular, puede obtenerse una resina de poliéster que
tiene una excelente moldeabilidad y que tiene un bajo nimero de Abbe y un alto indice de refraccién usando el
compuesto de glicol de la presente invencién como material de partida para una resina de poliéster. La resina de
poliéster anterior puede usarse adecuadamente como material de una lente para correccién de aberraciones. Incluso
cuando no pueden usarse compuestos de glicol convencionales como materiales de partida o productos intermedios
en sintesis combinatoria, el compuesto de glicol de la presente invencién puede usarse como material de partida o
producto intermedio para lo mismo para hacer posible producir diversos medicamentos, cosméticos, aditivos
alimenticios, tensioactivos y similares, y puede enriquecerse la técnica.
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REIVINDICACIONES

Compuesto de glicol representado por la siguiente férmula (1):

—= 0 OH
\ / o OH

en la que R representa al menos un grupo alquilo seleccionado del grupo que consiste en etilo, propilo,
isopropilo, butilo, isobutilo, t-butilo, ciclohexilo, propilciclohexilo, un grupo arilo sustituido o no sustituido que
tiene de 6 a 10 de atomos de carbono; n representa un nimero entero de 1 a 4; y cuando n representa un
nimero entero de 2 a 4, varios R pueden ser iguales o diferentes entre si.

Compuesto de glicol segun la reivindicacion 1, estando representado por la siguiente férmula (2):

O: :OH
._—'—_< (2).
(0] OH

Compuesto de glicol segun la reivindicacién 1, estando representado por la siguiente formula (3):

O: :OH
(0] OH

Método para producir un compuesto de glicol representado por la siguiente formula (1) en el que se hace
reaccionar 1 mol de aldehido aromatico representado por la siguiente formula (A) con de 1 a 5 moles de

pentaeritritol:
—_—— 0 OH
\\ / (o) OH

en la que R representa al menos un grupo alquilo seleccionado del grupo que consiste en etilo, propilo,
isopropilo, butilo, isobutilo, t-butilo, ciclohexilo, propilciclohexilo, un grupo arilo sustituido o no sustituido que
tiene de 6 a 10 de atomos de carbono; n representa un nimero entero de 1 a 4; y cuando n representa un
nimero entero de 2 a 4, varios R pueden ser iguales o diferentes entre si;

\\ / CHO (A)

en la que R y n son iguales que R y n en la férmula (1) descrita anteriormente.

(R)n

Método para producir un compuesto de glicol segun la reivindicacion 4, en el que el aldehido aromatico se
afiade gota a gota a una disolucién de pentaeritritol en disolvente organico en presencia de un catalizador
acido para hacerlos reaccionar.
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